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[bookmark: OLE_LINK1]Technické podmínky
Tavička
Popis zařízení a jeho využití
[bookmark: _Hlk36816946]Elektrická odporová tavička pro přípravu vzorků na analýzu XRF s možností rozšíření o tavení do roztoku 
pro analýzu ICP. Bude používána pro výrobu skleněných perel z archeologických vzorků (keramiky, vzorků archeologických vrstev a sedimentů).
Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení. 
	Parametr
	Parametr nabízený dodavatelem

	Výrobce   
	

	Typ/Model     
	



	Minimální požadované technické parametry
	Technické parametry nabízené dodavatelem*

	1–3 pozice pro tavení
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Jednofázové napájení 230 V/50Hz s max. jištěním 
16 A
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Min. 1 kompletní sada (Pt + 5 % Au) nádobí (kelímek tavicí a licí miska) o průměru 40 mm
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Dosažitelná teplota min. 1200 °C 
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Plně automatizovaný proces tavby, včetně míchání 
a lití vzorku
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Programovatelnost procedur a paměť na uložené procedury tavby/chladnutí. Možnost nastavení rampování.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Kontrolované řízení chladnutí perly
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Blokace dvířek v průběhu procesu přípravy
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Možnost rozšíření o tavení do roztoku
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Ultrazvuková vyhřívaná vana pro čištění nádobí
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Tavidlo LiT/LiM se smáčidlem LiI – min. 1 kg
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Kyselina citronová – min. 1 kg
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)


*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.
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